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Memoria Descriptiva 
Extracto de la descripción

Método perfeccionado de fotograbado de 
clises de rejilla en el que se usa un positivo semi- 
tonico en el cual la gradación está plenamente repre 
sentada por las variaciones en los tamaños y profun­

didades de células de tinta formadas en la placa im­
presora y puede evitarse la formación de un trazado 
de muaré sin requerir un estrecho ajuste en las ope­
raciones de exposición, comprendiendo dicho método, 
por ejemplo, las operaciones de exponer un material 
fotosensible, tal como un protector carbónico, a una 
fuente de luz a través de una rejilla de clisé dota­
da de líneas transversales transparentes, exponer tam 
bién el material fotosensible a la fuente luminosa a 
través de un positivo semitónico, exponer de nuevo el 
material a dicha fuente luminosa mediante interposi­
ción de una lámina difusora entre el positivo semit¡ó 
nica y el material fotosensible, transferir luego el 
material fotosensible así expuesto a un cilindro de 
grabado y llevar a cabo el revelado y el ataque quí­
mico .

Entorno de la invención

(i) Campo de la invención 
Esta invención se relaciona con un mé­

todo perfeccionado de fotograbado de clisés de reji-



lia que puede utilizarse para el proceso de impresión 
de fotoclisés.

Más particularmente, la invención se - 
relaciona con un método perfeccionado de fotograbado 
de clisés de rejilla en el que pueden usarse varios 
materiales fotosensibles y positivos semitónicos.

Además, la invención se relaciona con 
un método perfeccionado de fotograbado de clisés de 
rejilla, en el que se producen excelentes impresio­
nes de clisés con una amplia gradación y una buena re 
productibilídad.

(2) Descripción de la técnica anterior
En los métodos ordinarios de fotograba 

do de clisés, se conocen generalmente el método de - 
clisés convencionales y el método de clisés de reji­

lla. En al método de clisés convencionales, la grada 
ción de densidades está representada por la variación 
de profundidades de células de tinta formadas en una 
placa impresora, mientras que en el posterior método 
de clipés de rejilla la gradación de densidades esté 
representada por la variación de tamaños de dichas - 
células o por la variación de tamaños y profundidades 
de las mismas.

En el proceso de fotograbado de clisés 
convencionales, son necesarias varias clases de solu 
ciones de ataque para atacar químicamente una placa 
impresora a través de una capa de material fotosensi
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ble, puesto que la gradación ha de estar representa­
da solamente por las profundidades de las células de 
tinta formadas en la placa impresora. El método de - 
clisés de rejilla, es decir, el denominado método de 
grabado semitónico por incisión, constituye una mejo 
ra del anterior método convencional; sin embargo - 
cuando la gradación de un original está representada 
solamente por la variación de los tamaños da las cé­
lulas de tinta, la gradación de las resultantes impre 

siones no es satisfactoria y el tono de la imagen ori 
ginal no puede reproducirse bien, mientras que en el 
método que utiliza la combinación de variaciones de 
tamaño y profundidad de las células da tinta puede re 
ducirse la influencia de la desviación en las profun­
didades, porque se añade al factor del tamaño de las 
células, de manera que este último método es preferi­
ble en lo que atañe a la reproductibilidad.

Sin embargo, en el método conocido deno 
minado método positivo doble, aunque se varían las cé 
lulas de tinta en cuanto a tamaños y profundidades, 
han de emplearse dos clases de positivos, tales como 
un positivo semitónico de grabado- y un positivo de to 
no continuo. *€s decir, en este proceso, se expone pri 
meramente un material fotosensible, tal como un pro­
tector carbpnico, a una fuente de luz a través de un 
positivo semitónico para formar puntos semitónicos, 
luego se expone otra vez a la luz a través de un posi,
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tivo.de tono continuo para dar la variación de profrni 
didades de los puntos semitónicos y seguidamente se 
forma una placa impresora mediante las operaciones de 
transferencia, revelado y htaque químico. En este pr¿ 

5 ceso es necesario ajustar completamente Bl positivo - 
semitónico con el positivo de tono continuo, lo cual 
es sustancialmonte difícil y ademas el proceso de ex­
posición es complicado. En consecuencia, se requiere 
una clavadísima pericia para este proceso.

10
Breve resumen de la invención

Por consiguiente, la presente invención 
proporciona un método perfeccionado para eliminar las 
desventajas antes citadas, en el cual no se usa neca- 

15 variamente el positivo de tono continuo y puede conste 
guirse la variación de tamaños y profundidades da las 
células de tinta usando solamente un positivo semitó- 
nico. Además, en el método de la presente invención - 
puede usarse cualquiera de los positivos semitónicos 

20 para la impresión de clisés, impresión planográfica e 
impresión en relieve.

El primer objeto de esta invención es - 
ol de proporcionar un método perfeccionado de fotogra 
bado de clisés de rejilla usando un positivo semitón¿ 

25 co, que comprende las operaciones de exponer un mate­
rial fotosensible a una fuente luminosa a través de - 
una rejilla de grabado dotada de líneas transversales
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transparentes, exponer de nuevo el material fotosen­

sible a la fuente luminosa a través del positivo se- 

mitónico, exponer de nuevo dicho material fotosensi­
ble a la fuente luminosa mediante interposición de - 
una lámina difusora entre el positivo semitónico y - 
el material fotosensible, y efectuar las subsiguien­
tes operaciones de producción de placas. El orden de 
las citadas operaciones de exposición no es fijo.

El segundo objeto de la presente inven, 
ción es la provisión de un método perfeccionado de - 
fotograbado de clisés de rejilla, que comprende las 
operaciones de exponer un material fotosensible a - 
una fuente luminosa a través de un positivo semitó­
nico dotado de líneas transversales transparentes - 

de rejilla de grabado, exponer otra vez el material 
fotosensible a la fuente luminosa mediante interposiL 
ción de una lámina difusora entre el positivo semitó. 
nico y el material fotosensible y realizar las subsi. 
guientes operaciones de producción de placas.

El tercer objeto de la invención es el 
de proporcionar un método perfeccionado de fotograba 
do de clisés de rejilla, que comprende las operacio­
nes de exponár un material fotosensible a una fuente 
luminosa colocando sobre él una rejilla de grabajo y 

colocando luego sobre dicha rejilla las capas de un 
negativo semitónico y una lámina difusora, exponer 
el material fotosensible a la fuente luminosa a tra
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ves de un positivo semitónico, exponer seguidamente 
dicho material fotosensible a la fuente luminosa me 
diante interposición de una lámina difusora entre - 
el positivo semitónico y el material fotosensible y 

5 realizar luego las subsiguientes operaciones de pro 
ducción de placas. Las citadas capas de negativo se 
mitónico y la lámina difusora pueden ser sustituidas 
por un negativo de tono continuo.

El cuarto objeto de la presente inven. 
10 ción os el de proporcionar un método perfeccionado 

de fotograbado de clisés de rejilla, que comprende 
las operaciones de exponer un material fotosensible 
a una fuente luminosa a través de una rejilla de - 
grabado, exponer de nuevo el material fotosensible 

15 a la fuente luminosa a través de un positivo semité, 
nico desprovisto de las líneas transversales transpja 
rentes de la rejilla de grabado, y exponer también - 
el material fotosensible a través de un positivo de 
tono continuo o de un positivo de tono aproximadamejn 

20 te continuo.
Como ejemplos de los positivos semitó- 

nicos antes mencionados figuran los positivos semité. 
nicos planográficos, los positivos semiténicos para 
relieve y los positivos semiténicos para clisés, que 

25 so usan en los procesos convencionales de producción 
de placas de impresión planográficas, en relieve y 
en grabados. Los positivos semiténicos planográficos



-  B

y los positivos sernitónicos en relieve carecen de lí, 
neas transversales transparentes, mientras que los 

positivos sernitónicos para grabados tienen el número 
deseado de tales lineas.

Como ejemplo de los materiales fotoseji 
sibles antes mencionados, figuran los protectores - 
carbónicos, tales como un tejido carbónico; películas 
protectoras de grabados, tales como la vendida por - 
E.I. du Pont de Nemours & Co. bajo el nombre de "Roto, 
film"; y capas de resina fotosensible, tales como la 
"Sonne KPM2000" (marca comercial), vendida por Kansai 
Paint Co., Ltd., formada sobre cilindros de grabado. 
Cuando SB usa un protector carbónico como material - 
fotosensible, las citadas operaciones subsiguientes 
de producción de placas comprenden la transferencia 
del protector carbónico expuesto a un cilindro de gra 
bado, el revelado del protector carbónico y el ataque 
químico del cilindro do grabado a través de dicho pro 
tector. Cuando se usa una película protectora de gra­
bado como material fotosensible, las subsiguientes 
operaciones de producción de placas comprenden prime­
ramente el revelado dB la película protectora de gra­
bado expuesta con agentes reveladores, la transferen­
cia de la película protectora a un cilindro de graba­

do, un nuevo revelado con agua caliente y el ataque - 
químico del cilindro de grabado a través de la pelícu 

la protectora del grabado. Cuando se usa la capa de
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resina fotosensible formada en un cilindro ds graba 
do, la subsiguiente operación de producción de placas 
es solamente el revelado de la propia capa de resina.

Incidentalmente, las operaciones de ex­
posición antes mencionadas pueden realizarse en cual­

quier orden, puesto que un solo material fotosensible 
es repetidamente expuesto a la fuente luminosa sin - 
ningún efecto del orden de exposiciones.

Breve descripción de los dibujos

Estas y otras características de la pre 
sente invención se comprenderán mejor con referencia 
a la siguiente descripción detallada, ofrecida sola­
mente a efectos ilustrativos, y a los adjuntos dibu­
jos, en los cuales:

Las figuras 1 a 4 son ilustraciones e.s 
quemáticas y ampliadas de materiales fotosensibles - 
que muestran el principio del método para conseguir 
el primer objeto de la presente invención, y en las 
cuales la figura l(a) es una vista en planta de una 
parta de protector de carbono expuesta a una fuente 
de luz mediante su puesta en contacto con una reji­
lla de grabado; la figura l(b) es una vista en sec­
ción transversal del protector de carbono mostrado 
en la figura l(a); la figura 2(a) es una vista en - 
planta del protector de carbono antes mencionado, ex: 
puesto a una fuente luminosa mediante su contacto
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con la porción brillante de un positivo semitónico; 
la figura 2(b) es una vista en planta de un protector 
de carbono similar al de la figura 2(a) en una por­
ción de densidad del 50%; la figura 2(c) es también 

S una vista en planta similar a la figura 2(a) en la 
porción de sombra; la figura 2(d) es una vista en - 

sección transversal del protector de carbono mostra 
do en la figura 2(a); la figura 2(e) es una vista - 
en sección transversal del protector de carbono mos,

10 trado en la figura 2(b); la figura 2(f) es también 
una vista en sección transversal del protector da - 
carbono mostrado en la figura 2(c); la figura 3(a) 
es una vista en sección transversal del protector - 
de carbono en la porción brillante, que se obtiene 

15 exponiéndolo con la inserción de una lámina difuso- 
ra entre un positivo semitónico y el protector de - 
carbono; la figura 3(b) es una vista en sección trans 

versal de un protector de carbono similar al de la - 
figura 3(a) en una porción de densidad del 50%; la - 

20 figura 3(c) es también una vista en sección transvejr 
sal del protector de carbono similar al de la figura 
3(a), que muestra la porción de sombra; la figura 4(a) 
es una vistá'en sección transversal de la porción - 
brillante que muestra el estado existente después de 

25 la transferencia, revelado y ataque químico sobre un 
cilindro de grabado de cobre; la figura 4(b) es una 

vista en sección transversal similar a la figura 4(a)



-  11 -

5

10

15

20

25

en una porción de densidad del 50% y la figura 4(c) 
es una vista en sección transversal similar a la - 
figura 4(a) en la porción de sombra.

Las figuras 5 a 8 son vistas diagrama, 
ticas o esquemáticas del método para conseguir el - 
segundo objeto de la presente invención, de las cua 
les la figura 5 es un diagrama en bloques para la - 

preparación de un positivo semitónico para clisé; - 
la figura 6 es una vista en sección transversal am­
pliada de capas de materiales en la preparación del 

positivo semitónico para clisé; la figura 7 es una 
vista en sección transversal de las capas de materia 

los en la segunda operación del citado método y la 
figura 8 es también una vista en sección transversal 
de las capas de materiales en la tercera operación - 
del método.

Las figuras 9 a 15 son ilustraciones 
esquemáticas que muestran el método para conseguir 
el tercer objeto de la invención, en las cuales la 
figura 9 es una vista en planta ampliada de una por; 
ción brillante de un positivo semitónico, que mues­
tra el estado de puntos semitónicos; la figura 10 es 
también una vista en planta ampliada en una porción 
de tono medio del positivo semitónico; la figura 11 
es también una vista en planta ampliada de una por­
ción de sombra del positivo semitónico; la figura 12 
es una vista en sección transversal ampliada que -
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muestra la primera operación del método para conse­
guir el tercer objeto de la invención; la figura 13 
os una vista en sección transversal ampliada que - 
muestra la otra variación de la operación mostrada 
en la figura 12; la figura 14 es una vista en plan, 
ta ampliada de la porción brillante que se forma - 
on la segunda operación y la figura 15 es una vista 

on planta ampliada de la porción de sombra formada 
on la segunda operación; y

Las figuras 16 a 19 son ilustraciones 
esquemáticas que muestran el otro método para el - 
cuarto objeto de la invención, de las cuales la fi­
gura 16 es una vista en sección transversal amplia­
da de las capas de materiales para preparar un posjL 
tivo de tono aproximadamente continuo; la figura 17 
es una vista en sección transversal ampliada que 
muestra el estado de la impresión por contacto en - 
la primera operación del cuarto método; la figura 18 
os una vista en sección transversal ampliada que mués 

tra el estado de la impresión por contacto en la se­
gunda operación y la figura 19 es también una vista 
en sección transversal ampliada que muestra el esta­
do de la impresión por contacto en la torcera opera­
ción del cuarto método de la invención.

Descripción detallada de la invención
A continuación se describiré el método 

fundamental de realización del primer objeto de la -
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presente invención. En la primara operación de este 
método, se expone un protector de carbono fotosensji 
ble a una fuente luminosa a través de una rejilla - 

de grabado que tiene el número deseado de líneas 
5 transversales transparentes (véase figura 1). Como

el protector de carbono citado, pueden usarse natural 
mente otros materiales fotosensibles, tales como los 

anteriormente descritos. La sensibilización del pro­
tector de carbono se lleva a cabo sumergiendo dicho 

10 protector en una solución de bicromato potásico y sjs 
cándolo seguidamente. Además, la rejilla de grabado 
provista de líneas transparentes y usada en el méto­

do convencional puede emplearse en la presente invejn 
ción. La malla de esta rejilla puede ser de 150, 175, 

15 200, 250 ó 300 líneas por pulgada (25 mm), más o me­
nos.

La citada rejilla de grabado y el pro­
tector do carbono se insertan en un bastidor al vacío 
y se exponen a una fuente luminosa. Esta fuente puede 

2o ser una lámpara de arco, da mercurio, de xenón, de ha 

luro metálico o similar.
En el caso en que se usa un positivo se 

mitónico en el que los puntos semitónicos de la por­
ción de tono medio a sombra sean continuos, tales co 

25 mo los de un positivo semitónico planográfico o de - 
un positivo semitónico para relieve, la porción con­
tinua se dota de la imagen de líneas de rejilla de -
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grabado mediante la exposición antes mencionada con una 
rejilla de grabado en la primera operación, para impe­
dir el flujo de tinta impresora en la zona de tono me­
dio a porción de sombra.Si los puntos semitónicos están 
aislados entre sí en la porción de sombra como un posi, 
tivo semitónico de grabado, puede omitirse esta opera­
ción de exposición con la rejilla de grabado.

Luego, en la segunda operación, se expone 
nuevamente el protector de carbono antes mencionado y 

ya expuesto a una fuente de luz a través de la rejilla 
de grabado en la primera operación, usando el positivo 
semitónico antes citado (véase figura 2).

El positivo semitónico empleado en esta - 
operación puede ser cualquiera de los usados en imprje 
sión de clises, impresión planogréfica o impresión en 
relieve y la exposición puede llevarse a cabo en forma 
análoga a la de la primera operación.

Esta exposición del positivo semitónico en 
la segunda operación se efectúa para formar puntos se­
mitónicos que varían en las respectivas dimensiones.

En la tercera fase siguiente,se coloca una 
lámina difusora entre el citado positivo semitónico y - 
el protector de carbono que se expone en las anteriores 
operaciones, y se imprime de nuevo dicho positivo sami- 
tónico a través de la lámina difusora(véase figura 3).

La citada lámina difusora forma un espa 
ció entre el positivo semitónico y el protector de -



carbono de acuerdo con el grosor de dicha lámina y 
también ejerce un efecto difusor. Como ejemplos do 
materiales dotados de efecto difusor, pueden mencio 

narse una película mate de alta calidad, el vidrio 
opalino, el vidrio esmerilado superfino y similares, 
y la exposición puede efectuarse de manera análoga 
a la de las anteriores operaciones primera y segunda.

En esta exposición difusiva de la ter, 
cora operación, los rayos da luz pasados a través de 
las porciones distintas a las de los puntos samitóni 

eos del positivo semitónico son difundidas por el - 
efecto difusor de la expresada lámina y por la exis 
tencia del espacio entre el positivo semitónico y el 
protector de carbono, exponiéndose así también dicho 
protector bajo los puntos semitónicos en cierta medi, 
da, de acuerdo con los tamaños de los respectivos - 
puntos mencionados, lo cual varía las profundidades 
de estos puntos y asimismo hace imperceptible la fô r 
mación de un trazado de muaré. En esta operación, la 
curva de densidades obtenida puede controlarse regu- 
londo el nivel de difusión, que depende del tipo y - 
grosor do la lámina difusora y del grado de exposi­
ción. De este modo, se observará que las operaciones 
antes mencionadas desde la primera a la tercera pue­
den realizarse en orden discrecional.

Seguidamente, en la cuarta operación, 

el protector de carbono expuesto 1, formado en las
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anteriores operaciones, se transfiere s la superficie 
de un cilindro de grabado 2 y luego se ataca química 
monte para formar una placa impresora de grabados (véa 
se figura 4).

La cuarta operación de este método pus 
do llevarse a cabo de acuerdo con el método convenció, 
nal, en el que ol protector de carbono expuesto 1 se 
ajusta sobre la superficie de un cilindro de grabado 
preparado 2, en su posición predeterminada, con un - 
adecuado suministro de agua. Después de esta transfe 
rancia del protector de carbono, se elimina ls gela- 
ción no curada mediante la inmersión de aquél en agua 
caliente, para revelar la imagen, secándose seguida­
mente. Mediante el citado proceso, los puntos semitó. 
nicos dBl protector de la gelación que tienen varias 
dimensiones y grosores se forman de acuerdo con la - 
densidad tonal dal positivo samitónico.

En la siguiente operación, se ataca 
químicamente la superficie del cilindro 2 a través - 
do la restante película de gelatina, usando una solu 
ción atacante que contenga cloruro férrico y, después 
del ataque hasta una profundidad deseada, si fuese ne 
cosario, la*superficie atacada puede recibir un galva 
nizado de cromo a fin de incrementar la duración de - 
la misma en impresiones.

En el método de la presente invención 
psra ol primer objeto antes señalado, puede formarse
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la placa impresora de grabados dotada da puntos semi 
tónicos de diferentes dimensiones y profundidades, - 
usando un positivo semitónico sin necesidad del posjL 
tivo do tono continuo; por consiguiente, pueden sim- 

5 plificarse y facilitarse las operaciones de fotogra­
fiado e impresión en el método convencional de posi­

tivo doble, Además, pueden producirse finas impresio 
nos de grabados con buena reprodüctibilidad y exce­
lente gradiente de densidades, porque la tinta es - 

10 transferida por el efecto combinado de tamaño y pro­
fundidad de cada célula de aquélla. Asimismo, al gra 
diente so halla sujeto a poca influencia de una des­
viación de la acción de ataque químico, de manera que 
la reprodüctibilidad se estabiliza y el control de la 

15 operación de ataque químico queda facilitado.
Igualmente, en el método de la presente 

invención, no sólo el positivo semitónico para la im­
presión de grabados, sino también los destinados a im 

presión planográfica y a impresión en relieve, pueden 
2C emplearse, de manera que, por ejemplo, cuando so usa 

un positivo semitónico planogréfico que se forma di­
rectamente del original, puede simplificarse en gran 
medida el método convencional de impresión de graba­
dos de rejilla en el que se forma el positivo semitó¡ 

25 nico usando el método de positivos dobles, lo cual - 
facilita el procoso y reduce el costo. Ademas, la 
amplitud de gradación de densidades del positivo se-
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mitónico para impresión planográfica es mayor que la 
correspondiente al positivo samitónico para la impre 
sión da grabados, de manera que puedan producirse ex 
trelentes y estables placas impresoras y materiales 

impresos mediante el uso de un positivo semitónico 
planogréfico.

Seguidamente se explicará con detalle 
el método de fotograbado de clisés de rejilla del sj3 
gundo objeto de la presente invención, con la prepa­
ración de un positivo semitónico con líneas transpa­
rentes como primera operación. Los dos métodos si­
guientes se ejemplifican para la preparación de tales 
positivos semitónicos.

En el primer ejemplo, que se muestra - 

en la figura 5, se lleva a cabo una doble exposición 
usando una cámara de procesos o una impresora y rea­
lizando una exposición negativa semitónica de pelícu 
la fotosensible a través de una película positiva de 
tono continuo 3 y exponiéndola además mediante conta.c 
to de la misma con una rejilla de grabados. Luego se 
revela para obtener un negativo semitónico 6 con lí­
neas negras. Luego se invierte mediante su contacto 
con una pelíc'üla no expuesta para formar un positivo 
semitónico con líneas transparentes. En otro ejemplo, 

mostrado en la figura 6, el negativo semitónico 10 se 
dispone en capas con una rejilla de líneas negras 8, 
se coloca una película no expuesta 12 bajo las capas
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y se lleva a cabo la exposición para obtener un po­
sitivo sernitónico con líneas transparentes.

En la preparación del citado positivo 

sernitónico 7 con líneas transparentes, para minimi- 
5 zar la formación del trazado da muaré por la inter­

sección de los puntos semitónicos del negativo 6 ó 
10 y las líneas de la rejilla de grabado, es neces.a 
rio disponer la película negativa samitónica 6 ó 10 
y las líneas de rejilla citadas con un ángulo detejr 

10 minado, Por ejemplo, cuando se usan un positivo se- 
mitónico de 175 líneas por pulgada (25 mm) y una re 
jilla de 250 líneas por pulgada, el ángulo de inte.r 
sección puede ser de 80 a S5S, en el caso de una - 

placa amarilla.
15 Como rejillas de grabados para el mé­

todo de la presente invención, pueden emplearse re­
jillas comúnmente usadas de 150, 175, 200, 250 y 300 
líneas por pulgada (25 mm) y, cuando se emplean, la 
desviación angular ha de determinarse de acuerdo con 

20 el número de rejilla, a fin de impedir la formación 
del trazado de muaré.

En la segunda operación, el positivo - 

sernitónico 7 obtenido en la primera operación anterior 
se mantiene en contacto con una protector de carbono 

25 fotosensible 15 y se expone a una fuente luminosa(véa 

se figura 7).
La exposición con el positivo sernitónico 7
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en esta segunda operación se lleva a cabo para formar 
puntos semitónicos dotados de lineas de rejilla y se 
forman imágenes latentes de tales puntos en la porción 

de tono medio a sombra, que están separadas individua^.
S mente por las líneas de rejilla.

En la tercera operación siguiente, mos­
trada en la figura 8, se inserta una lámina difusora 
14 entre el positivo semitónico 7 antes mencionado y 
el protector de carbono 15 de la segunda operación y 

10 se imprime de nuevo el positivo semitónico 7 a través 
de la citada lámina difusora 14.

Durante la exposición difusiva de la - 
tercera operación, la luz pasada a través de las pojr 
clones distintas a los puntos semitónicos del positi 

15 vo semitónico se difunde por el pequeño espacio com­
prendido entre dicho positivo 7 y el protector 15 y 
también por el efecto difusor de la lámina 14, de ma 
ñera que puede obtenerse el efecto de un positivo de 
tono aproximadamente continuo mediante el efecto de 

20 gradación y se varía el grado de curado del protector 
de carbono 15 de acuerdo con la densidad del positivo 

semitónico. Como resultado de ello, varía el grosor - 
del protector--de carbono 15 después del revelado, per, 
mitiendo la variación de las profundidades de los pun 

25 tos semitónicos; por consiguiente, durante el proceso 
de producción de la placa impresora de fotograbado me 
diante ataque químico del cilindro de cobre a través
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de la película de protector de carbono 15, se varían 
las profundidades de las células de tinta en la pla­

ca impresora.
Mediante el citado efecto de gradación 

5 de la exposición a través de la lámina difusora 14, 
puede hacerse imperceptible la formación de muaré si, 
multáneamente con el cambio de las profundidades de 
los puntos semitónicos.

La gradación del tono reproducido pue 

10 de controlarse regulando la longitud e intensidad de 
la exposición y seleccionando el tipo, grosor y difu 
sividad de la lámina 14.

En la cuarta operación siguiente, el 
protector de carbono 15 que ha sido expuesto a una 

15 luz en la segunda y tercera operaciones se transfie­
re a la superficie de un cilindro de grabado y se - 
ataca químicamente para formar una placa impresora 
de grabados de rejilla.

De acuerdo con el método expuesto pa- 
20 ra el segundo objeto de la presente invención, no - 

hay necesidad del positivo de tono continuo que se 
usa en la técnica anterior para imprimir en el protejs 
tor de carbono y los tamaños y profundidades de los 
puntos semitónicos pueden controlarse usando solamen 

25 te un positivo semitónico dotado de líneas transver­
sales transparentes. Además, pueden simplificarse la 
operación de fotografiado convencional y la operación
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de exposición en el método ds positivo doble. Asimis 

mo, la densidad está representada por la combinación 
de las dimensiones y profundidades de las células de 

tinta, de manera que se amplía la gama de gradaciones 
5 de densidad para producir excelentes impresiones y al 

tono reproducido resulta muy estable sin ninguna in­
fluencia sustancial da la fluctuación del efecto de 

ataque químico en la operación de éste último, lo - 
cual facilita el control de esta operación.

10 Asimismo, de acuerdo con este método -
de la presente invención, la contramadida a la fonna 
ción de muaré puede adoptarse en la operación de pre 
paración del positivo semitónico 7 dotado de líneas 
transversales transparentes, de manera que el ajuste 

15 del ángulo de rejilla en la producción de la placa - 
de grabado resulta casi innecesario. En consecuencia, 
puede acentuarse la eficiencia del trabajo de impre­
sión que anteriormente acompañaba la regulación angu 
lar y puede impedirse fácilmente el deficiente contar 

20 to de la rejilla debido a la adherencia de polvo pre­
sente en el aire a la superficie del protector de cajr 
bono y el Btnborronamiento de la rejilla, de manera - 
que puede mejorarse muchísimo la eficiencia global - 
del trabajo.

25 A continuación se explicará el método
para conseguir el tercer objeto de la presenta inver) 
ción. En este método, puede impedirse la formación -
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de muaré, pudiendo emplearse un positivo semitónico 
usado para cualquiera de las impresiones planográfi 

ca, en relieve y de grabado.
Tal como se describe anteriormente, - 

5 el tono del original se reproduce variando las pro­
fundidades de las células de tinta en el fotograba­
do de clisés convencional y, en consecuencia, en la 
operación de ataque químico posterior a la transfe­
rencia del protector de carbono, han de usarse va- 

10 rías clases de soluciones dB ataque separadamente, 
s fin de tomar las células de tinta. En este caso, 
es muy difícil formar dichas células con una preci­

sión del grado de 1 miera aproximadamente de profuji 
didad usando varias clases de soluciones de ataque 

15 en consideración al grosor del protector. Por ejem­
plo, cuando ha de atacarse químicamente la porción 
brillante del original con una profundidad de 2 mi­
eras, si se usa una rejilla de grabado de 175 líneas 
por pulgada (25 mm) y una relación lineal de 1:2,5, 

20 el volumen de tinta en una célula resulta:

(10*/J)2 x 2p = 2 x 10^  (, 2 x in"S mm^)

En el caso,en que se produzca un error de 0,5 miera 
de profundidad, la reproductibilidad de la densidad 

25 de la tinta resulta de un 75% del valor porseguido. 
En el método convencional, el nivel de elasticidad 
es pobre porque es difícil atacar químicamente con
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una precisión del orden de 0,5 miera. Existe un mé­

todo de grabado con rejilla para eliminar las cita­
das desventajas; sin embargo, la gradación está re­
presentada sólo por la variación de los tamaños de 

5 los puntos semitónicos con una profundidad de célu­

la constante, lo cual es insuficiente para represen 
tar la gradación del original, como es bien sabido 
en esta técnica.

En contraste con lo que antecede, cuart 

10 do se emplea la combinación de la variación de tama­
ños y profundidades de los puntos semitónicos, un - 
error en las profundidades durante la operación da 
ataque químico no causa tanta desviación en el tono 
de la impresión porque se determina también una va- 

15 riación en el tamaño de los citados puntos; por cor!
siguiente, puede conseguirse una reproducción tonal 
estable. Por ejemplo, una célula de tinta que tenga 
el mismo volumen da ésta que la célula convencional 
de 2 mieras de profundidad, 175 líneas y una rela- 

20 ción lineal de 1:2,5, tiene una profundidad de 5 mi­
eras en el caso en que el punto semitónico sea del 
20% y una desviación de 0,5 miera en la profundidad 
causa sólo uñ 10% de cambio respecto al volumen to­
tal de la célula. En consecuencia, en comparación - 

25 con el método convencional antes mencionado, el úl­
timo método reduce la dificultad de la operación de 
ataque químico y además resultaré evidente la posi-
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bilidad da facilitar el control de la operación de 

impresión.
En el método de grabado con rejilla cpe 

aplica la variación do tamaños y profundidades de - 
5 las células de tinta, se emplean dos positivos, uno

semitónico de grabado y otro de tono continuo, lo - 
cual se denomina método de positivo doble, tal como 
se indica anteriormente. En este proceso, el proteo 
tor de carbono se expone a una fuente luminosa usar! 

10 do un positivo semitónico para formar los puntos s.e 

mitónicos y luego se expone usando un positivo de - 
tono continuo para causar la variación de las profujn 
didades de tales puntos, obteniéndose seguidamente - 
la placa impresora mediante las operaciones de trans 

15 ferencia,, revelado y ataque químico, en las que es - 
necesario colocar el positivo semitónico y el positi 
vo de tono continuo en una posición completamente - 
ajustada. En consecuencia, se requiere una pericia - 
técnica debido a las citadas dificultades y compleja 

20 dad del proceso, usándose varios matoriales, de mang 

ra que aquél resulta económicamente desventajoso y - 
no es generalmente adoptado.

En consideración a ios hechos citados, 
so ha propuesto el método de consecución del primer 

25 objeto de la presenta invención para eliminar las - 
referidas dificultades. En este método, como prime­
ra operación, se expone un protector de carbono foto
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sensible a una fuente luminosa a través de una reji 
lia de grabado que tiene Bl número deseado de líneas 
transversales transparentes; luego, en la segunda - 
operación, se expone do. nuevo aquel protector de car, 
bono a través de un positivo semitónico y en la ter­
cera operación se inserta una lámina difusora entre 
el positivo semitónico antes mencionado y el protec­
tor do carbono usado en la segunda operación, impri­
miéndose de nuevo el positivo semitónico a través de 
la lámina difusora. De este modo, el positivo semitjó 
nioo realiza la misma función que un positivo de to­
no continuo. Después de esas operaciones, se llevan 
a cabo las mismas del método convencional para obte­
ner una placa impresora de grabados dotada de células 
de tinta de los tamaños y profundidades deseados. Al 
mismo tiempo, es bien sabido que puede impedirse a - 
reducirse al mínimo la formación de muaré cambiando 
los ángulos de las respectivas líneas da placas de - 
color en la impresión cromática planográfica o en re 
lieve.

Sin embargo, en el anterior proceso, - 
el positivo semitónico (incluyendo cualquiera de las 
impresiones planográfica, en relieve y de grabado) - 
se combina con una rejilla de grabado que tenga igua 
les o diferentes líneas, de manera que es susceptible 
de producirse el muaré, lo cual produce un efecto in­
deseable en los materiales impresos.
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Para impedir la formación de tal muaré, 
se ha determinado que el siguiente método para el teje 
cor objeto de la presente invención es muy eficaz.
A continuación se explicará el método de consecución 

5 del tercer objeto citado de la invención.
El positivo semitónico para impresión 

planográfica o en relieve tiene unos trazados genera^ 
monte ajedrezados, tal como se muestra en las figuras 
9, 10 y 11. Cuando la zona de puntos es inferior al 

10 50%, cada punto semitónico existe separadamente y
cuando dicha zona es superior al 50% los puntos están 
enlazados a los adyacentes. Es decir, los puntos semi 

tónicos 16 da una porción brillante del 10% en la zo­
na de puntos se muestran a escala ampliada en la figtJ 

15 ra 9, los puntos samitónicos 17 en una porción de to­

no medio del 50% de dicha zona se ilustran en la fig_u 
ra 10 y los puntos 18 de una porción de sombra que - 
tiene un 80% de área de puntos se muestran en la figju 

ra 11.
20 En la impresión de fotograbados, la ope

ración da impresión se lleva a cabo a un alto ritmo y 
la viscosidad de la tinta de imprimir es muy baja, de 
manera que toda la superficie de la placa impresora 
desde la porción brillante a la porción en sombra ha 

25 de cubrirse con un gran número de células de tinta - 
independientes.

Cuando se usa en la impresión de foto-
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grabados un positivo semitónico para impresión en re 

lieve o planográfica, la porción superior al 50% de 
densidad que tiene mayores puntos semitónicos deberá 
dotarse de las paredes de las células de tinta; sin 

5 embargo, la porción brillante tiene ya puntos semitó, 
nicos independientes, de manera que no es necesario 
proporcionar las paredes de dichas células por la re 

jilla de grabado. Además, cuando la porción brillan­
te está provista de tales paredes, se impide la repro. 

10 ducción del tono. En consecuencia, la rejilla de gra 
bado ha de hacerse efectiva para las porciones desde 

el tono medio a la sombra.
Tal como se expone anteriormente, cua.n 

do la porción brillante está provista de dichas pare 
15 des por uso de una rejilla de grabado, se produce la 

formación de muaré, como asimismo el impedimento an­
tes mencionado de la densidad de tono. Para impedir 
esta formación da muaré, se ha considerado el uso de 
una rejilla irregularmente punteada o lineada en lu- 

20 gar de la rejilla de grabado común.
Por ejemplo, cuando se usa una rejilla 

' de grabado granulada de arena, la pérdida en la repro 
ducción tonal es grande y la superficie impresa resul 

ta basta porque sufre la influencia del trazado grano 
25 lar de arena, lo cual no es deseable para imprimir.

En consecuencia, la rejilla da grabado granulada de 
arena sólo se usa para fines especiales.
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Al mismo tiempo, cuando se usa un esque 
ma de puntos semitónicos del 5 al 10% producido me­

diante empleo de una rejilla semitónica dotada de fi 
ñas líneas transparentes, tal como de 300 ó 600 lí- 

5 neas por pulgada (25 mm), en lugar de la rejilla de 
grabado, se forman las paredes para sostener la espá 
tula y puede casi impedirse la formación de muaré y 
el flujo de tinta; sin embargo, el volumen de las cé 
lulas de tinta de la porción de sombra resulta muy - 

10 disminuido, de manera que no cabe esperar una repre­
sentación de elevada densidad que es característica 
de la-impresión de grabados.

Asimismo, se ha comprobado que el uso 
de una rejilla de líneas paralelas en lugar de la re 

15 jilla de grabado de líneas transversales no produce 
ningún resultado deseable.

En general, el muaré se forma en la.pojr 
ción de brillante a medio tono en la impresión de fo­
tograbados. Esto depende de los hechos da que las an- 

20 churas de paredes Bn la porción de sombra son muy re­
ducidas por la acción secundaria del ataque químico - 
durante esta operación y la tinta impresora se difun­
de y filtra por la fibra de papal por acción capilar 
debida a su baja viscosidad cuando se aplica. Además, 

25 los puntos de tinta impresos se aplastan en cierta me, 
dida sobre el papel por la presión de impresión y se 
interconactan formando una película de tinta continua.
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Por consiguiente, se pierde la regularidad de la 
orientación de los puntos semitónicos. En consecuen 
cia, es difícil que se produzca muaré en la porción 
del tono medio a la sombra.

5 ñl mismo tiempo, en la porción brillaji
te, el ataque químico secundario en la operación co 
rrespondiante os muy reducido y el volumen de tinta 
en cada célula es muy pequeño en comparación con el 
de la porción de sombra, de manera que incluso cuaji 

10 do los tamaños de tales células resultan algo inore, 
mentados, pueda mantenerse la regularidad de las fo.r 
mas de los puntos y su alineamiento.

La primera operación del método para - 
el tercer objeto de la presente inuención es un pro- 

15 ceso de exposición de la rejilla. Por ejemplo, tal - 
coma se muestra en la figura 12, se disponen Bn capas 
sobre un protector de carbono fotosensible 21 un naga 
tivo de tono continuo 19 de las mismas dimensiones - 
que el positivo semitónico para impresión planográfi- 

20 ca, en relieve o de grabados y una rejilla de grabado 
20, efectuándose luego la exposición a una fuente lu­
minosa. Las flechas 22 del dibujo indican la dirección 
de la luz de 'exposición.

En este caso, la densidad óptica de la 

25 porción originalmente brillante a, (figura 12) en el 
negativo de tono continuo 19 es muy elevada, de modo 
que la luz es difícilmente pasada a través de aquélla
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durante la exposición y en consecuencia la rejilla 
de grabado 20 no se imprime en el protector de cajr 
bono 21.

Al mismo tiempo, la densidad óptica 
5 del negativo de tono continuo 19 en la porción orí 

ginalmente de sombra b es muy baja, de manera que 
el esquema de larejilla de grabado 20 no es influí, 
do por el negativo de tono continuo 19 y las líneas 
de la rejilla se imprimen sobre el protector de cajr 

10 bono 21. Además, en la porción de tono medio c, el 
protector de carbono 21 es dotado de los rayos lumi 
nosos que tienen una intensidad proporcional a la - 
densidad del negativo de tono continuo 19 y en con­
secuencia las paredes (líneas de rejilla) se forman 

15 difícilmente en el lado de la porción brillante si, 
mientras que se forman tales paredes en el lado de 
la porción de sombra b. Como resultado de ello, pue 
ds impedirse la formación de muaré en todas las pojr 
cionos desde al brillo a la sombra y además la reji. 

20 lia de grabado se efectúa en la porción del tono me 
dio c a la sombra b.

Este método de consecución del tercer 
objeto de la presente invención puede llevarse a ca 
bo también como sigue. Es decir, tal como se muestra 

25 en la figura 13, se usa un negativo semitónico 23 en 
lugar del negativo de tono continuo 19 antes mencio­
nado y se inserta una lámina difusora 24 como espa-



32

ciador bajo si negativo semitónico 23. Estas láminas 
23 y 24 se disponen sobre una rejilla de grabado 20 
de igual modo que en la operación anterior y se po­
nen en contacto dichas capas con el protector de cajc 

5 bono 21, a exponer a una fuente luminosa. Las flechas 
22 indican también la dirección de los rayos lumino­
sos.

Tal como se describe anteriormente, la 
citada lámina difusora 24 usada como espaciador tie- 

10 ne la misión de separar el negativo semitónico 23 y 
la rejilla de grabado 20 y también difundir la luz 
para la exposición. En consecuencia, el negativo se­
mitónico 23 actúa como negativo de tono continuo y - 
por consiguiente puede impedirse la formación de muâ  

15 ré causada por el negativo semitónico 23 y la reji­
lla de grabado 20, de modo análogo al del método an­
terior.

En la segunda operación de este método 
para alcanzar el tercer objeto de la invención, el - 

20 protector de carbono 21 que ha sido impreso usando - 
la rejilla de grabado en la primera operación, se ex 
pone también a la fuente luminosa mediante su contare 
to con un positivo semitónico que se usa para impre­
sión planografías, en relieve o de grabados.

25 Tal como se muestra en la figura amplia
da 14, como las paredes son escasamente formadas por 
la rejilla de grabado en la porción brillante .a, sé-



lo se diseminan las pequeñas células de tinta 25, 
mientras que en la porción de sombra b, como se mués, 
tra en la figura 15, también ampliada, se imprimen - 
grandes células de tinta 27 definidas por las paredes 
26 y pequeños puntos semitónicos 28.

En la tercera operación siguiente, se 
inserta una lámina difusora como espaciador entre - 
el positivo samitónico y el protector de carbono 21 
que se usan en la segunda operación, imprimiéndose 
de nuevo el positivo semitónico a través de la lamí 

na difusora.
Cuando se lleva a cabo esta exposición 

difusiva en la tercera operación, la luz pasada a tra 
vés de la porción distinta a los puntos semitónicos - 
del positivo semitónico llega a las porciones de di­
chos puntos del protector de carbono, de acuerdo con 
los tamaños de los respectivos puntos citados, funcio 

nando así el positivo semitónico como positivo de to­
no aproximadamente continuo por el efecto de gradación 
de manera que el ritmo de curado del protector de car 
bono se varía según la densidad de los puntos semitó­
nicos del positivo, variando así las profundidades de 
dichos puntos. Como resultado de ello, puede formarse 
una placa impresora de fotograbados dotada de células 
de tinta de varias profundidades mediante el proceso 

de ataque químico.
En la cuarta operación siguiente, el -
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protector de carbono expuesto a la fuente luminosa 
en las operaciones primera, segunda y tercera se - 
transfiere a la superficie de un cilindro de graba 
do y se revela y luego se ataca químicamente dicho 

5 cilindro para obtener una placa impresora de graba 
dos de rejilla. Esta operación de ataque es igual 
al proceso de ataque convencional con el uso de-pro¡ 
tectores de carbono.

Es ventajoso que los negativos obte- 
10 nidos en el proceso convencional como productos in 

termedios puedan usarse directamente como negativos 
de tono continuo o como negativos semitónicos para 
el método con el que se consigue el tercer objeto 
de la presente invención, de manera que no exista 

15 ninguna desventaja en cuanto a costo.
De acuerdo con el método destinádo a 

conseguir el tercer objeto de la presente invención, 
la porción brillante se reproduce muy establemente y 
la calidad tonal, como en la impresión planogrófica 

20 o en relieve, puede reproducirse sin ningún daño. - 
Además, en la porción de tono medio a sombra, las p_a 
redos de las células de tinta destinadas a sostener 
la espátula se forman da manera que puedan producir 
se impresiones de grabados con una densidad cromáti 

25 ca muy intensa y pueda evitarse satisfactoriamente 
la formación de muaré en la porción brillante.

Asimismo, pueden usarse máscaras distin
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tas al positivo y negativo semitónicos antas mencio 
nados, junto con la rejilla de grabado. Por ejemplo, 
es un método económico obtener un negativo semitóni 
co de una imagen que posea reversibilidad con la luz, 
el calor o la presión a partir de un positivo semitó, 

nico.
Además, modificando en cierto modo la 

primera y segunda operaciones del método destinado 
al tercer objeto de la invención, puede producirse 

el positivo semitónico provisto de líneas transversa 
les transparentes, utilizable para el método dirigi­
do a conseguir el segundo objet^o de la invención. Es 
decir, en el método para el tercer objeto se usa una 
película fotográfica en lugar del protector de carbo, 
no o similar como material fotosensible, a fin de - 
formar un positivo semitónico dotado da líneas trans 
versales transparentes solamente en las porciones de 
tono medio a sombra.

Más particularmente, la primera opera­
ción del método para el tercer objeto de la invención 
es una exposición a través de una rejilla de líneas - 

transversales. Tal como se describe anteriormente, - 
existen dos métodos para esta operación, es decir, 
uno que utiliza un negativo de tono continuo 19, como 

se muestra en la figura 12, y otro que emplea un naga 
tivo semitónico 23 y una lámina difusora 24, como se 
ilustra en la figura 13.
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El positivo sernitónico usado para al 
segundo objeto de la invención puede formarse por 
cualquiera de los dos métodos anteriores; sin embar; 
go, es de destacar que, en la primera operación pa- 

5 ra al método de consecución del tercer objeto de la 
invención, se usa una película fotográfica en lugar 
del protector de carbono 21. Mediante esta primera 
operación, la rejilla de líneas transversales tran̂ s 
parantes se imprime en la película fotográfica sola 

10 mente en las porciones de tono medio a sombra. Lue­
go, de modo análogo al de la segunda operación para 
el método dirigido al tercer objeto de la invención, 
se expone la película fotográfica a la luz a través 
de un positivo sernitónico. En estas dos operaciones, 

15 al orden de las exposiciones a través de la rejilla
de líneas transversales transparentes y del positivo 
sernitónico no os fijo. Mediante estos procedimientos, 
las líneas transversales de las porciones de tono me 
dio a sombra se imprimen a través de dicha rejilla y 

20 luego se efectúa la exposición a través del positivo 
sernitónico, de manera que puede producirse un negati 
vo sernitónico dotado de líneas transversales negras 
mediante reválado de la película fotográfica.

Cuando este negativo sernitónico dotado 
25 de líneas transversales negras se imprime por contac 

to sobre una película fotográfica y luego se revela, 
puede obtenerse un positivo sernitónico provisto de -
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líneas transversales transparentes en las porciones 

de tono medio a sombra y desprovisto de líneas trans 
versales en las porciones de tono medio a brillo. Es 
te positivo semitónico obtenido que tiene líneas - 

5 transversales transparentes en las porciones de to­

no medio a sombra puede usarse como positivo semitó, 
nico para el método de consecución del segundo objja 

to de la invención.
Cuando se produce una placa impresora 

10 de grabados mediante el método para el segundo objjB 
to de la invención con uso del positivo semitónico 
provisto de líneas transparentes en las porciones de 
tono medio a sombra y se realizan luego impresiones 
de grabados con la placa impresora así formada, no 

15 se produce muaré, como en las impresiones efectuadas 
con el empleo de la placa impresora de grabados pro­

ducida por el método para al tercer objeto de la in­
vención.

De acuerdo con el método de esta invejn 
20 ción para conseguir el cuarto objeto, so imprime pri 

meramente por contacto una rejilla de grabado dotada 
del número deseado de líneas transversales transparejn 
tes sobre un protector de carbono fotosensible para - 
formar las paredes de células de tinta en la porción 

25 de tono medio a sombra, exponiéndose luego este pro­
tector de carbono a una fuente de luz a través de un 
positivo semitónico planográfico o para relieve que
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represente el tono con la variación do puntos semitó 
nicos. Luego, el protector de carbono anteriormente 

obtenido se expone de nuevo a través de un positivo 
de tono continuo o de un positivo de tono aproxima­
damente continuo para comunicar la variación de las 
profundidades de los puntos semitónicos. finalmente, 
el protector de carbono así formado so transfiere a 
un cilindro de grabado convencional y luego se soma 
te a revelado y ataque químico. Así, se forma la pía 
ca impresora de fotograbados que representa la grada 
ción del original mediante la variación dB tamaños 
y profundidades de los puntos semitónicos.

En la primera operación de este método 
se lleva a cabo la impresión por contacto de una re­
jilla de grabado D dotada del número deseado de lí­
neas transparentes en un protector de carbono foto­

sensible E (véase figura 17).
La finalidad de esta exposición con el 

uso de la rejilla de grabado D es la de formar las - 
paredes de las células de tinta en las porciones da 
tono medio a sombra, a fin de impedir el flujo de la 
tinta de imprimir.

*' En la segunda operación siguiente, el 
protector de carbono E que se expone usando la reji. 
lia de grabado en la primera operación, es expuesto 
de nuevo mediante su contacto con un positivo semitó. 
nico A para impresión planogréfica o en relieve (vé.a
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se figura 18). Usando este positivo semitónico A, 

se representa el tono del original mediante la va­
riación de puntos semitónicos y puede llevarse a - 
cabo la exposición da manera análoga a la de la pri 

5 mera operación anterior. Es decir, la impresión del 
positivo semitónico en la segunda operación se lle­
va a cabo con el fin de formar puntos semitónicos.

En la tercera operación siguiente, el 

protector de carbono E que fue impreso con el posi- 
10 tivo semitónico en la segunda oparación se expone a 

una fuente, de luz usando un positivo de tono conti­
nuo B o un positivo de tono aproximadamente continuo 

C (véase figura 19).
En esta tercera operación, se varía la 

15 profundidad de cada punto semitónico, además de su - 
tamaño, mediante la exposición, usando el positivo - 
de tono continuo o de tono aproximadamente continuo, 

para formar una placa impresora de grabados dotada - 
de puntos semitónicos de diferentes tamaños y profun. 

20 didades.
Como positivo de tono continuo 8 antes 

mencionado, pueden usarse positivos convencionales - 
para impresión de grabados y como positivos de tono 
aproximadamente continuo C, se prepara primeramente 

25 un positivo semitónico para impresión planográfica
del modo convencional y luego se gradúa.

Existen dos métodos de preparación de
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oote positivo de tono aproximadamente continuo C.
El primer método es tal que se imprime 

por contacto un positivo semitónico planografico A - 
en una película fotosensible para formar un negativo 

5 semitónico 29, el cual se imprime luego en otra lámi 
na fotosensible 30 con inserción de una lámina difu- 
sora 31 entre ellos, como se muestra en la figura 16 
graduándose así los puntos semitónicos mediante el - 
ofecto espaciador de la lámina difusora 31, para pro,

10 ducir el positivo de tono aproximadamente continuo C.
En el segundo método, se forma un nega. 

tivo semitónico mediante impresión por contacto de - 
un positivo semitónico planografico A en una pelícu­
la fotosensible y este negativo semitónico se fotogra 

15 fía en estado desenfocado usando una cámara de proce­
so, pudiéndose producir así el positivo de tono apro­
ximadamente continuo C en Bl que los puntos semitóni- - 
eos están graduados en medida difícilmente distingui­
ble .

20 Puedan emplearse indistintamente ambos
positivos de tono aproximadamente continuo obtenidos 
mediante los métodos anteriores.

' Además de lo que antecede, puede usar­
se un positivo semitónico planografico A preparado a 

25 partir del negativo de tono continuo B para la imprja 
sión por contacto en la tercera operación antes cita 
da. En este caso, pueden aplicarse los dos métodos -
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siguientes.
En uno de ellos, se prepara un positi. 

vo de tono continuo por el procedimiento convencio­
nal y luego se produce el positivo semitónico plano, 
gráfico A a partir del anterior positivo de tono coji 
tínuo, usando una impresora y una rejilla de líneas 
transversales adecuada. En otro método, se prepara 
un positivo semitónico planográfico A mediante foto, 
grafía semitónica usando un3 cámara de proceso con­
vencional.

En la cuarta operación, el protector 
de carbono que fue tratado en las anteriores opera, 
ciones primera, segunda y tercera se transfiere a la 
superficie de un cilindro de grabado y luego se reve 
la y somete a ataque químico para formar la placa im 
presora de grabados de rejilla de la presante inven­
ción.

Esta cuarta operación puede llevarse a 
cabo de acuerdo con la técnica convencional.

En el método dirigido a conseguir el - 
cuarto objeto de la invención, después de la impre­
sión de la rejilla de grabado, la gradación del ori­
ginal se representa mediante la variación de los ta­
maños de los puntos semitónicos formados por la im­
presión del positivo semitónico y luego el positivo 
de tono continuo del mismo tamaño o un positivo de 
tono aproximadamente continuo se imprime de nuevo pet
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ra comunicar la variación de profundidades, así como 
los tamaños de los citados puntos, de manera que pue 
den producirse finas impresiones de grabados con una 
amplia gradación.

Además, en el método de esta invención 

destinado a conseguir el cuarto objeto, se preparan 
separadamente el positivo semitónico planográfico o 
en relieve A, el positivo de tono continuo B y el po, 
sitivo de tono aproximadamente continuo C para la e_x 
posición del protector de carbono y en consecuencia 
estos positivos pueden retorcarse cada vez sin ninau 
na dificultad. Por consiguiente, los positivos reto­
cados pueden usarse para las exposiciones del prote¿ 

tor de carbono E y así puede reproducirse plenamente 
la gradación del original en las impresiones de gra­
bados.

Además del uso de positivos semitónicos 

ordinarios para la impresión de grabados, planografi- 
ca y en relieve como se describe anteriormente, tam­
bién pueden emplearse los positivos semitónicos en - 
los que las gradaciones de imágenes originales están 

representadas por puntos irregularmente configurados 
y dispuestos^

Cuando se usa un positivo semitónico do 
tado de puntos irregularmente configurados y dispues­
tos, tal como el que se produce usando una rejilla 

granulada, puede impedirse la formación de muaré entre
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el positivo semitónico y una rejilla de grabado que 
tenga lineas transversales transparentes o entre pls 
cas de separación de colores en impresiones multicro, 
maticas,

5 Sin embargo, debe insistirse en que las
versiones específicas aquí descritas tienen una fina­
lidad meramente ilustrativa y en modo alguno restric­

tiva de la invención.
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REIVINDICACIONES

Se reivindica como da propia y nueva 
invención, a favor de TOPPAN PRINTING C0., LTD., con 
domicilio en 5-1, Taito 1-chome, Taito-ku, TOKYO (3.a 
pon), lo especificado en las siguientes reivindica­
ciones:

1. - Método de fotograbado de clisés de 
rejilla, en el que se. utiliza un positivo semitónico, 
caracterizado en que comprende las operaciones de ex 

poner un material fotosensible a una fuente luminosa 
a través de una rejilla de grabado dotada del número 
deseado de líneas transversales transparentes, expo­
ner dicho material fotosensible a la fuente luminosa 
a través del mencionado positivo semitónico, exponer 
el mismo material fotosensible a la fuente luminosa 
mediante interposición de una lámina difusora entre 
el citado positivo semitónico y el material fotoseji 
sible y efectuar las siguientes operaciones de produc 
ción de placas, siendo variable el orden de las cita­
das operaciones de exposición.

2. - Método de fotograbado da clisés de 
rejilla que utiliza un positivo semitónico dotado de 
líneas transversales transparentes de la rejilla de 
grabado, caracterizado en que comprende las operado, 
nes de exponer un material fotosensible a una fuente 
luminosa a través de dicho positivo semitónico, expo. 
ner ese material fotosensible a la fuente luminosa -
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mediante interposición de una lámina difusora entre 
el positivo semitónico y el material fotosensible y 
efectuar las siguientes operaciones de producción - 

de placas, siendo variable el orden de las mencionai 
5 das operaciones de exposición.

3. - método de fotograbado de clisés - 
de rejilla, en el que se utiliza un positivo semitó 
nico, caracterizado en que comprende las operaciones 
de exponer un material fotosensible a una fuente lu-

10 miñosa colocando sobre él una rejilla de grabado do­
tada de líneas transversales transparentes y colocar! 
do luego sobre esta rejilla las capas de un negativo 
semitónico y una lámina difusora, exponer dicho matjs 

rial fotosensible a la fuente luminosa a través del 
15 citado positivo semitónico, exponer el material foto, 

sensible a la fuente luminosa mediante interposición 
de una lámina difusora entre el positivo semitónico 
y el material fotosensible y efectuar las siguientes 
operaciones de producción de placas, siendo variable 

20 el orden de las operaciones da exposición.

4. - Método de fotograbado de clisés de 
rejilla, en el que se usa un positivo semitónico de.s 
provisto de líneas transversales transparentes de la 
rejilla de grabado, caracterizado en que comprende -

25 las operaciones de exponer un material fotosensible 
a una fuente luminosa a través de una rejilla de gra 
bado dotada de líneas transversales transparentes, -
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exponer dicho material fotosensible a la fuente lumi 
nosa a través del mencionado positivo semitónico, ex 
poner el material fotosensible a la fuente luminosa 
a través de un positivo de tono aproximadamente con*

5 tinuo y efectuar las siguientes operaciones de produje 
ción de placas, siendo variable el orden de las cita 
das operaciones de exposición.

5. - Método de fotograbado de clisés de 
rejilla según la reivindicación 2, caracterizado on

10 que se usa un positivo semitónico dotado de líneas - 
transversales transparentes solamente en las porcio­
nes de tono medio a sombra.

6. - Método de fotograbado de clisés de 
rejilla según la reivindicación 3, caracterizado en

15 que las citadas capas constituidas por un negativo -
semitónico y una lámina difusora son sustituidas por 
un negativo de tono continuo.

7. - Método de fotograbado de clisos de 
rejilla según la reivindicación 4, caracterizado en

2G quo el referido positivo de tono aproximadamente con 
tinuo es sustituido por un positivo de tono continuo.

8. - Método de fotograbado de clisés de 
rejilla, según las reivindicaciones 1 a 4, caracteri 
zado en que dicho material fotosensible es un protec:

25 tor de carbono y las referidas operaciones siguientes 
de producción de placas comprenden la transferencia - 

de dicho protector de carbono a la superficie de un -
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cilindro de grabado, el revelado del protector do - 
carbono y el ataque químico del cilindro do grabado 
o través de dicho protector do carbono.

9. - Método de fotograbado de clisés -
5 do rejilla según las reivindicaciones 1 a 4, carac­

terizado en que dicho rpaterisl fotosensible es una 
película protectora do grabado y las citadas opera­
ciones siguientes do producción de placas compren- 
don el revelado de dicha película protectora de gra

10 bado con agentes reveladores, la transferencia do
esa película protectora de grabado a un cilindro de 
grabado, el nuevo revelado de dicha pclícul3 proteo 

tora con agua caliente y el ataque químico del ci­
lindro da grabado a través de la película protecto- 

15 ra mencionada.
10. - Método de fotograbado do clisés 

de rejilla, según las reivindicaciones 1 a 4, carao 
terizado en que dicho material fotosensible os una 
capa de resina fotosensible formada cobre un cilin-

20 dro de grabado y las referidas operaciones siguien­
tes do producción de placas comprende el revolado - 
do la citada caps de resina fotosensible sobre dicho 
cilindro de grabado.

11. - Método do fotograbado de clisés de
25 rejilla, según las reivindicaciones 1 a S, caracterizado

en que so usa, como positivo semitónico, un positiva comi­
té nico cue representa ün original con puntos irregular
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mente configuradas y dispuestos.

12.- "METODO DE FOTOGRABADO DE CLISES

DE RESILLA".
Tal y como se deja descrito en la me- 

5 moría precedente, que consta de cuarenta y ocho ho­
jas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus 
caras y planos de forma y tamaño reglamentarios.

Madrid, 17 de Febrero de 1977
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